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Wynalazek dotyczy zaplonnika jarzeniowego,
ktory jest czescia skladowa ukladu zasilajacego
$wietlowek.. Zadaniem zaplonnika jest zaswie-
cenie $wietldowki po uprzednim podgrzaniu jej
katod. Ze wzgledu na konstrukcje elektrod za-
. plonniki jarzeniowe dzielg sie¢ na asymetryczne
i symetryczne. Ostatnie posiadaja w odréznie-
niu -od asymetrycznych obydwie elektrody kon-
taktowe o tym samym ksztalcie, Znane sa
rozwigzania konstrukeyjne zaplonnikéw jarze-
niowych, przy uzyciu do zmontowania elektrod
wewnatrz banki odpowiednio uksztaltowanej
rurki szklanej lub tez kulki szklanej, zZwanej
peretka. Pewno$§¢ dzialania zaplonnika znane
konstrukcje zapewniaja albo przez dobdr od-
powiednich gazéw szlachetnych, wypetniajg-
cych wnetrze i ich ci$nienia albo przéz wpro-
wadzenie czynnika jonizujacego gaz, ktérym
moze byé¢ na przyklad substancja radioaktyw-
na, pokrywajgca jeden z elementéw sklado-
wych zaplonnika, np. wnetrze banki. To ostat-
nie rozwigzanie, dajace stosunkowo duza pew-

no$¢ dzialania jest niedogodne w produkeji ze
wzgledu na mozliwo$é rozpylenia substancji
radioaktywnych w pomieszczeniach produkeyj=
Anych, np. przy rozbiciu zaplonnikéw. Warun-
kiem niezbednym wla$ciwego dzialania zaplon-
nika jest uzysl{anie w trak¢ie procesu produk-
cyjnego doktadnego opréznienia wnetrza z resz-
tek powietrza. Odbywa sie to w znanych proce-
sach technologicznych przez stosowanie pomp)
prézniowych dyfuzyjnych, wygrzewanie przy®
gotowanych do pompowania zaplonnikéw w
prézni i nastepnie nasycanie azotem, wreszcie
przez dlugie wstepne wys$wiecanie zaplonnika,
trwajagce w réznych zaktadach produkecyjnych
od 15 do 30 minut.

Wynalazek eliminuje wymienione wady,
usprawnia proces produkcyjny i zapewnia pew-
ne dzialanie zaplonnika jarzeniowego do §wie-
tléwek o mocy 25 W i wiekszej. Wynalazek
jest ponizej obja$niony na podstawie rysunku,
na ktéorym fig. 1 i fig. 2, przedstawiajg odpo-
wiednio przekroje pionowe zaplonnika wediug



dwoch plaszczyzn pionowych .prostopadiych do
siebie.

Plytki wykonane z blachy bimetalowej,
stanmvsqce) st ki ruchome' za'pfonnika, posia-
dajg przed wykrepowaniem ksztalt prostokata
o stosunku bokéw 1:2 i 1:3. Tak dobrany
ksztalt zapewnia przy duzej trwalo$ci .uzys-
kanie pozadanych czasé6w zadzialania zaplon-
nika. Plytki 3 ustawione sg w zaplonniku sy-
metrycznie pod katem ostrym do siebie i po-
siadaja konce stykowe lekko od siebie odgiete.
Plytki te przymocowane sg trwale do odcinkow
drutéw wspornych 1, wygietych w ksztalt zbli-
zony do péikola.i posiadajgeych $rednice mniej-
szg lub réwng 0,5 mm. Uzycie tak cienkich
drutéw zapewnia uzyskanie wila$ciwych .czasow
zadzialania zaplonnika, a opisare .wygiecie
usztywnia uklad i zapobiega odksztalceniom
wywolanym wyginaniem sie plytek bimetalo-
wym. Zaleznoé¢ miedzy Srednieg drutéw wspor-
czych i czasem zadzialania polega na okreflo-
nej zdolno$ci odprowadzenia ciepta wytwarza-
nego .w czasie wyladowania elektrycznego mieg-
dzy plytkami bimetalowymi 3.

Calo$¢ wnetrza zaptonnika utrzymywana jest
przez kulke szklang 2, przy ktérej formewaniu
domieszano izotopu radioaktywnego, pierwiast-
ka nalezgcego do czwartej grupy izotopéw ra-
dioaktywnych wedlug klasyfikacji Miedzyna-
rodowej Agencji Atomowej. Izotop radioaktyw-
ny wtopiony w szklo nie .moaze praktyeznie
zakazaé pomieszczen i urzgdzen produkcyjnych
przez rozpylanie, rozsypanie lub rozlanie.

Wreszcie ptytki 3 pokryte sa.cienkg warstwa
kadmu, ktéra to warstwa przy pierwszych wia-
czeniach paruje z plytek, dzialajagc przy tym
jako pochlaniacz resztek gazéw nieszlachet-
nych. Wprowadzenie jako pochlaniacza (get-
teru) .kadmu, metalu o niskiej temperaturze
~ parowania, umozliwia odparowanie warstwy
tego metalu z plytek kontaktowych przy tem-
peraturze wywolanej kilkunastoma zadzialania-
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mi zaplonnika. Metoda powyzsza pozwala na:
stosowanie krotkich czaséw wyS$wiecania i sto-
sowanie pomp prozniowych rotacyjnych bez
potrzeby uzywania pomp dyfuzyjnych. Nie po-
trzebnym réwniez jest przy stosowaniu opisa-
‘nego pochlaniacza, wygrzewanie zaplonnika
w prozni, zasycanie azotem itp.

Zastrzezenia patentowe

1. :Zaptonnik jarzeniowy do zaplonu $wietl6-
ek o mocy znamionowej 25 W i wigkszej,
wypelniony gazem szlachetnym np. neonem
.lub .argonem, lub mieszaning gazéw szla-
chetnych <o .ciénieniu ‘mniejszym od 50 mm
stlupa rteci, posiadajgcy dwie ptytkowe, pro-
ste elektrody Bbimetaliczne z odgietymi lek-
ko koncami stykowymi, umieszczone wzgle-
dem siebie pod katem ostrym, znamienny
tym, ze .obydwie elektrody b;,metallczne wy-
konane sg z jednakowego "ksztaltu bimeta-
licznych plytek prostokatnych o stosunku
bokéw prostokgta, zawartych miedzy 1:2
il:3.

2. Zaplonnik wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
ze plytki elektrod (3) pokryte sa warstwg
metalicznego kadmu.

3. Zaplonnik wedlug zastrz. 1 i 2, znamienny
Aym, Ze plytki elektred (3) podtrzymywane
sa przez wsporniki (I) z drutu o $rednicy
réwnej lub-mniejszej od 0,5 mm, przy czym
wsporniki wygiete sg w ksztalt zblizony do
“péikola.

4, Zaplommik wedtug zastrz. "1—3, zmamienny
tym, ze wsporniki ‘(1) ~zmontowatte “sg - przy
uzyciu kulki -szittanmej, ‘przy ‘fermowaniu
‘ktérej dodano ‘izotopu ‘radisaktywnego emi-
tujacego promienie a lub B W‘zglqﬂnie oby-
dwa te rodzaje promieni.

Antoni “Ma“tu’rek
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